Solution for researching

KINTEK SOLUTION

Maqguina De Diamante Cvd Catalogo

Entre em contato conosco para mais catalogos de Preparacao da amostra,
Equipamento térmico, Consumiveis e materiais de laboratério, Equipamento
bioquimico, etc...



Solution for researching

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nds

Kintek Solution Ltd is one technology orientated organization, team members are
devoted to probing the most efficicent and reliable technology and innovations in the
scienticfic researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials
researching, heat treatment, vaccum creating, refrigerating, as while as pharmaceutical

and petroleum extracting equipment.

In the past 20 years, we earned rich experiences in this researing equipment field, we
are capable to supply both the equipment and solution according to customer’s needs
and realities, we have also developed lots of customer tailer equipment accoding to a
specific working purpose, and we have lots of successful projects in many universities
and institutes from different countries, like Asia,Europe,North and south America,

Australia and New Zealand, middle east, and Africa.

Profession, quick response, hard working, and sincerity is a remarkable label of our

team meambers working attitude, which earn us a sound reputation among our clients.

We are here and ready to service our clients from different countries and regions, and

share the most efficent and reliable technology together!
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Maquina De Diamante Mpcvd Com Ressonador Cilindrico Para

Crescimento De Diamante Em Laboratorio
Numero do item: KTWB315

Sistema de micro-
ondas

Cémara de reagao

Suporte de
amostras

Sistema de fluxo
de gas

Sistema de
arrefecimento

Introduction

Saiba mais sobre a Maquina MPCVD com
Ressonador Cilindrico, o método de deposicao
de vapor quimico por plasma de micro-ondas
utilizado para o crescimento de pedras
preciosas e peliculas de diamante nas industrias
de joalharia e de semicondutores. Descubra as
suas vantagens econémicas em relacao aos
métodos HPHT tradicionais.

Saiba mais

Frequéncia de micro-ondas 2450+15MHZ,

Poténcia de saida 1[JL0 KW continuamente ajustavel

Estabilidade da poténcia de saida de micro-ondas:

Fuga de micro-ondas =2MW/cm2

Interface de guia de onda de saida: WR340, 430 com flange padréo FD-340, 430

Fluxo de &dgua de arrefecimento: 6-12L/min

Coeficiente de onda estaciondria do sistema: VSWR = 1,5

o Ajustador manual de micro-ondas de 3 pinos, cavidade de excitagéo, carga de alta poténcia
Fonte de alimentagao de entrada: 380VAC/50Hz + 10%, trifasico

« Taxa de fuga de vacuo

o A presséao limite é inferior a 0,7 Pa (configuragdo normalizada com um vacuémetro Pirani)

O aumento da pressdo da cdmara nédo deve exceder 50Pa apds 12 horas de manuteng&o da pressao

Modo de funcionamento da camara de reagdo: Modo TM021 ou TM023

Tipo de cavidade: Cavidade ressonante cilindrica, com poténcia méxima de suporte de 10KW, feita de ago inoxidavel 304, com camada
intermédia arrefecida a 4gua e método de vedagdo com placa de quartzo de elevada pureza.

Modo de entrada de ar: Entrada de ar uniforme anular superior

Selagem a vacuo: A ligagdo inferior da cdmara principal e a porta de injegao sdo seladas com anéis de borracha, a bomba de vacuo e os foles
sdo selados com KF, a placa de quartzo é selada com um anel C metalico e o resto é selado com CF

Janela de observagao e de medicdo da temperatura: 8 portas de observagao

Porta de carregamento de amostras na frente da camara

Descarga estavel dentro da gama de pressao de 0,7KPa~30KPa (a pressdo de alimentagdo deve ser igualada)

Diametro da mesa de amostras =72mm, area de utilizagao efectiva =66 mm
Estrutura sanduiche refrigerada a dgua da plataforma da placa de base
O suporte da amostra pode ser levantado e abaixado uniformemente eletricamente na cavidade

Disco de ar para soldadura de todos os metais

Devem ser utilizadas juntas de soldadura ou VCR para todos os circuitos internos de gas do equipamento.

Medidor de caudal MFC de 5 canais, H2/CH4/02/N/Ar. H2: 1000 sccm ;CH4:100 sccm; 02: 2 sccm; N2: 2 sccm; Ar: 10 sccm
Pressdo de trabalho 0,05-0,3MPa, precisdo +2%

« Controlo independente da valvula pneumética para cada canal do medidor de caudal

« 3 linhas de arrefecimento a 4gua, monitorizacdo em tempo real da temperatura e do caudal.
o O caudal de &gua de arrefecimento do sistema é < 50L/min
« A pressao da agua de resfriamento é
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o O termometro infravermelho externo tem uma faixa de temperatura de 300-1400 °C

« Precisdo do controle de temperatura

« Siemens smart 200 PLC e controle de tela de toque sdo adotados.

« O sistema possui uma variedade de programas, que podem realizar o equilibrio automatico da temperatura de crescimento, controle preciso da
pressao do ar de crescimento, aumento automatico de temperatura, queda automatica de temperatura e outras fungdes.

« A operagao estavel do equipamento e a protegao abrangente do equipamento podem ser alcangadas através da monitorizagdo do fluxo de agua,
temperatura, pressdo e outros parametros, e a fiabilidade e seguranca da operacdo podem ser garantidas através do encravamento funcional.

« Sistema de monitorizagao central
« Poténcia de base do substrato
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Maquina De Diamante Mpcvd Com Ressonador De Jarro De Sino

Para Laboratorio E Crescimento De Diamante
Numero do item: KTMP315

Sistema de micro-
ondas

Cémara de reagao

Suporte de
amostras

Sistema de fluxo
de gas

Sistema de
arrefecimento

Introduction

Obtenha peliculas de diamante de alta
gualidade com a nossa maquina MPCVD com
ressonador de jarro de sino, concebida para
laboratério e crescimento de diamantes.
Descubra como a Deposicao de Vapor Quimico
por Plasma de Micro-ondas funciona para o
crescimento de diamantes usando gas
carbénico e plasma.

Saiba mais

Frequéncia de micro-ondas 2450+15MHZ,

Poténcia de saida 1[JL0 KW continuamente ajustavel

Estabilidade da poténcia de saida de micro-ondas: <*1%

Fuga de micro-ondas =2MW/cm2

Interface de guia de onda de saida: WR340, 430 com flange padréo FD-340, 430

Fluxo de &dgua de arrefecimento: 6-12L/min

Coeficiente de onda estaciondria do sistema: VSWR = 1,5

Ajustador manual de micro-ondas de 3 pinos, cavidade de excitagdo, carga de alta poténcia
Fonte de alimentacdo de entrada: 380VAC/50Hz + 10%, trifasico

Taxa de fuga de vacuo <5 x 10-9 Pa .m3/s

A pressédo limite é inferior a 0,7 Pa (configuragdo normalizada com um vacuémetro Pirani)

O aumento da pressdo da cdmara nédo deve exceder 50Pa apds 12 horas de manuteng&o da pressao

Modo de funcionamento da camara de reagdo: Modo TM021 ou TM023

Tipo de cavidade: Cavidade ressonante em borboleta, com uma poténcia méxima de suporte de 10KW, fabricada em acgo inoxidavel 304, com
camada intermédia arrefecida a 4gua e método de vedagdo com placa de quartzo de elevada pureza.

Modo de entrada de ar: Entrada de ar uniforme anular superior

Selagem a vacuo: A ligagdo inferior da cdmara principal e a porta de injegao sdo seladas com anéis de borracha, a bomba de vacuo e os foles
sdo selados com KF, a placa de quartzo é selada com um anel C metalico e o resto é selado com CF

Janela de observagao e de medicdo da temperatura: 4 portas de observagao

Porta de carregamento de amostras na frente da camara

Descarga estavel dentro da gama de pressao de 0,7KPa~30KPa (a pressdo de alimentagdo deve ser igualada)

Diametro da mesa de amostras =70mm, area de utilizagdo efectiva =64 mm
Estrutura sanduiche refrigerada a dgua da plataforma da placa de base
O suporte da amostra pode ser levantado e abaixado uniformemente eletricamente na cavidade

Disco de ar para soldadura de todos os metais

Devem ser utilizadas juntas de soldadura ou VCR para todos os circuitos internos de gas do equipamento.

Medidor de caudal MFC de 5 canais, H2/CH4/02/N/Ar. H2: 1000 sccm ;CH4:100 sccm; 02: 2 sccm; N2: 2 sccm; Ar: 10 sccm
Pressdo de trabalho 0,05-0,3MPa, precisdo +2%

Controlo independente da vélvula pneumética para cada canal do medidor de caudal

3 linhas de arrefecimento a 4gua, monitorizagdo em tempo real da temperatura e do caudal.
O caudal de &gua de arrefecimento do sistema é < 50L/min
A pressao da agua de resfriamento é <4KG e a temperatura da agua de entrada é de 20-25 °C.
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o O termometro infravermelho externo tem uma faixa de temperatura de 300-1400 °C

« Precisdo do controle de temperatura <2 °C ou 2%

« Siemens smart 200 PLC e controle de tela de toque sdo adotados.

« O sistema possui uma variedade de programas, que podem realizar o equilibrio automatico da temperatura de crescimento, controle preciso da
pressao do ar de crescimento, aumento automatico de temperatura, queda automatica de temperatura e outras fungdes.

« A operagao estavel do equipamento e a protegao abrangente do equipamento podem ser alcangadas através da monitorizagdo do fluxo de agua,
temperatura, pressdo e outros parametros, e a fiabilidade e seguranca da operacdo podem ser garantidas através do encravamento funcional.

« Sistema de monitorizagao central
« Poténcia de base do substrato
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Equipamento Hfcvd De Revestimento De Nano-Diamante De

Matriz De Desenho
Numero do item: MP-CVD-100

1o

“
-
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Introduction

O molde de trefilagem de revestimento
composto de nano-diamante utiliza carboneto
cimentado (WC-Co) como substrato e utiliza o
método da fase de vapor quimico
(abreviadamente, método CVD) para revestir o
revestimento composto de diamante
convencional e nano-diamante na superficie do
orificio interior do molde.

Saiba mais

Quadro comparativo entre o molde de estiragem tradicional e o nano-revestido de

Composigao técnica HFCVD

Pardmetros técnicos

Frasco de sino Dia. 500mm, Altura
550mm, camara de ago inoxidavel
SUS304; isolamento interno da pele de
aco inoxidavel, altura de elevagéo é
350mm;

Mesa do equipamento:
L1550*¥W900*H1100mm

Grau de vacuo maximo: 2.0x10-1Pa ;

Taxa de aumento da pressdo: <5Pa/h;

Movimento da mesa de amostras: o
intervalo de subida e descida é de * 25
m; é necessario agitar a relagao
esquerda e direita quando sobe e desce
em = 3%;

Pressdo de trabalho: utilizar o
manémetro de membrana, gama de
medicao: 0 ~ 10kPa; trabalho constante
a 1kPa ~5kPa, o valor da pressao
constante muda mais ou menos 0,1kPa;

Composigao do
equipamento

Um conjunto de cdmara
de vacuo (campanula)
corpo principal (estrutura
de arrefecimento de dgua
encamisada)

Um conjunto de
dispositivo de mesa de
amostras de arrasto
(adoptando o
acionamento de eixo
duplo)

Um conjunto de sistema
de vacuo

Sistema de fornecimento
de gas do medidor de
fluxo de massa de dois
canais

Um conjunto de
eléctrodos (2 canais)

Um conjunto de sistema
de dgua de arrefecimento

diamante

Configuragdo do sistema

Corpo principal da camara de vacuo (campanula); A cavidade é feita de aco inoxidavel 304 de alta
qualidade; Campanula vertical: a camisa de arrefecimento a &gua encamisada é instalada na periferia
geral da campénula. A parede interna da campanula é isolada com pele de ago inoxidavel e a campanula
é fixada lateralmente. Posicionamento preciso e estavel; Janela de observacao: disposta horizontalmente
no meio da cdmara de vacuo Janela de observagao, arrefecimento a dgua, deflector, configuragdo lateral
e superior Angulo de bisel de 45 graus, janela de observacéo de 50° (observe o mesmo ponto que a
janela de observagao horizontal e a plataforma de suporte da amostra); as duas janelas de observagao
mantém a posicao e o tamanho existentes, sdo selados com malha metdlica e reservados para a
instalagao de eléctrodos Interface;

Dispositivo de suporte de amostras: Suporte de amostras em ago inoxidavel (arrefecimento por dgua de
soldadura) Dispositivo de 6 posigdes; pode ser ajustado separadamente, apenas o ajuste para cima e
para baixo, o intervalo de ajuste para cima e para baixo é de 25 mm, e a agitagdo esquerda e direita
deve ser inferior a 3% ao subir e descer (ou seja, a agitagdo esquerda e direita de subida ou descida de 1
mm é inferior a 0,03 mm), e o estagio da amostra ndo roda ao subir ou descer.

Sistema de vacuo: Configuragédo do sistema de vacuo: bomba mecénica + valvula de vacuo + vélvula de
purga fisica + tubo de escape principal + bypass; (fornecido pelo fornecedor da bomba de vécuo), a
vélvula de véacuo usa uma valvula pneumética; Medicdo do sistema de vacuo: Pressdo da membrana.

Sistema de fornecimento de gas: O medidor de fluxo de massa é configurado pela Parte B, entrada de ar
bidirecional, a taxa de fluxo é controlada pelo medidor de fluxo de massa, ap6s a reunido bidirecional,
ele entra na camara de vacuo a partir do topo e o interior do tubo de entrada de ar é de 50 mm

Dispositivo de eléctrodos: A direcao do comprimento dos quatro orificios dos eléctrodos é paralela a
diregcdo do comprimento da plataforma de apoio, e a dire¢gdo do comprimento esta virada para a janela
de observagao principal com um diametro de 200 mm.

Sistema de dgua de arrefecimento: A campénula, os eléctrodos e a placa de fundo est&o todos equipados
com condutas de circulagéo de dgua de arrefecimento e estdo equipados com um dispositivo de alarme
de fluxo de dgua insuficiente 3.7: sistema de controlo. Interruptores, instrumentos, instrumentos e fonte
de alimentagéo para elevagao da campéanula, esvaziamento, bomba de vécuo, estrada principal, bypass,
alarme, fluxo, pressdo do ar, etc. estdo colocados na lateral do suporte e séo controlados por um ecra
tétil de 14 polegadas; o equipamento tem um programa de controlo totalmente automéatico sem
intervencdo manual e pode armazenar dados e chamar dados
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Posicao da entrada de ar: entrada de ar
no topo da campaénula, e a posicao da
porta de exaustao estd localizada
diretamente abaixo do suporte da
amostra;

Sistema de controlo: Controlador PLC +
ecra tatil de 10 polegadas

Sistema de insuflagéo: caudalimetro de
massa de 2 canais, gama de caudal: 0-
2000sccm e 0-200sccm; Vélvula
pneumatica

3.1.10 Bomba de vacuo: Bomba de
vécuo D16C

Indicadores técnicos

Tamanho do gréo da superficie de
revestimento

Teor de diamante no revestimento

Espessura do revestimento de diamante

Rugosidade da superficie

Faixa de diametro do furo interno da
matriz de desenho de revestimento

Vida util de servigo

Coeficiente de friccdo da superficie

Sistema de controlo

Um conjunto de sistema
de controlo automatico
da presséao (vélvula de
controlo da pressao
original importada da
Alemanha)

Medidor de vécuo de
resisténcia

Molde de estiragem
tradicional

Nenhum

nenhum

nenhuma

Ra=0.1mm

®3 ~ ®70mm

A vida util depende das
condigdes de trabalho

0.8

Solution for researching

Molde de estiragem revestido com nano diamante

20~80nm

=99%
10 ~ 15mm

Classe A: Ra<0.1mm

Classe B: Ra<0.05mm

®3 ~ ®70mm

6-10 vezes mais

0.1

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com



mailto:info@kindle-tech.com
https://kindle-tech.com?utm_source=pdf

Solution for researching

Maquina De Diamante Mpcvd 915Mhz
Numero do item: MP-CVD-101

|
i

Introduction

Maquina de diamante MPCVD 915MHz e o seu
crescimento efetivo multi-cristal, a area maxima
pode atingir 8 polegadas, a darea maxima de
crescimento efetivo de cristal Unico pode atingir
5 polegadas. Este equipamento é utilizado
principalmente para a producao de peliculas de
diamante policristalino de grandes dimensdes, o
crescimento de diamantes monocristalinos
—_— - longos, o crescimento a baixa temperatura de
grafeno de alta qualidade e outros materiais
que requerem energia fornecida por plasma de
micro-ondas para o crescimento.

Saiba mais
« Frequéncia de funcionamento:915+15MHz
Sistema de micro-ondas (de o Poténcia de saida:3-75kW continuamente ajustavel
acordo com a fonte de o Fluxo de dgua de arrefecimento:120/min
alimentacao opcional) » Coeficiente de onda estacionaria do sistema: VSWR=<1,5

« Fuga de micro-ondas: <2mw/cm2

« Taxa de fuga <5x10-9Pa.m3/s

o A pressao final é inferior a 0,7Pa (esta maquina vem com medidor de vacuo
Pirani importado)

« O aumento da pressdo na cavidade ndo deve exceder 50Pa apés 12 horas
de manutengdo da presséo.

Sistema de vacuo e camara « Modo de funcionamento da cdmara de reagdo: Modo TM021 ou TM023

de reacao « Tipo de cavidade: cavidade cilindrica arrefecida, pode transportar energia
até 75KW, alta pureza, vedagdo de anel de pedra.

« Método de entrada: Entrada da cabega de aspersao superior.

« Janela de medicdo da temperatura de observag&o: 8 orificios de observagao,
distribuidos uniformemente na horizontal.

o Porta de amostragem: porta de amostragem de elevacgao inferior

» Didmetro do estégio da amostra =200mm, area de uso efetivo de cristal
Sistema de suporte de Unico =130mm, A area de uso efetivo do policristalino € =200mm. Estrutura
amostras sanduiche refrigerada a dgua da plataforma de substrato, vertical para cima
e para baixo.

« Placa de gas totalmente soldada em metal 5-7 linhas de gés
Sistema de gas e Todos os circuitos de ar internos do equipamento utilizam conectores de
soldadura ou VCR.

« Arrefecimento por dgua de 3 vias, monitorizagdo em tempo real da
temperatura e do caudal.

» Fluxo de dgua de arrefecimento do sistema 120L/min, pressao da dgua de
arrefecimento <4KG, temperatura da dgua de entrada 20-25.

Arrefecimento do sistema

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com



https://pt.kindle-tech.com/products/915mhz-mpcvd-diamond-machine?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kindle-tech.com?utm_source=pdf

Método de medicao da

e Termémetro de infravermelhos externo, gama de temperaturas 3001400 M
temperatura

Fonte de alimentagdo de micro-ondas

Guia de onda, trés pinos, conversor de modo, ressonador superior

Camara de reagdo em vacuo (camara superior, camara inferior, conectores)

Termémetros de infravermelhos, componentes de deslocamento 6tico, suportes

Componentes de movimento de mesa arrefecidos a dgua (cilindros, pegas, etc.)
Medidor de vacuo de pelicula fina de ceramica, medidor de vacuo Pirani

Componentes de vélvulas de vacuo (valvula de ultra-alto vacuo, valvula pneumatica de
precisdo*2, vélvula diferencial de carga de vacuo electromagnética)

Bomba de vacuo e acessorios para tubos de ligagao, T, foles KF25*2, adaptador

Anel de vedagdo metdlico para micro-ondas*2; anel de vedagao metalico para
vacuo*1; placa de quartzo

Componentes de circulagao de dgua (juntas, blocos de desvio, detectores de fluxo)

Conector de gés, tubo de gas EP, conetor VCR, filtro 0,0023um *1, filtro 10pm*2

Caixa da maquina, mesa de ago inoxidavel, rodas universais, pés, parafusos de fixagédo
do suporte, etc

Medidor de fluxo de gas*6 (incluindo um controlo de pressao)

Processamento de placas de gés (gas de 5 vias, filtro*5, valvula pneumatica*5s, valvula
manual*6, soldadura de condutas)

Controlo automatico PLC

Mesa de molibdénio

Solution for researching

Magnetréo doméstico padréao: Yingjie Electric / Fonte
de alimentacao distinta Fonte doméstica de estado
sélido: Watson (+30.000) Magnetrao importado:
MKS/ pastoral (+100.000)

Fabricagao prépria

De fabrico préprio

Termdmetros de infravermelhos, componentes de

deslocamento 6tico, suportes Fuji Gold Siemens +
Schneider

Inficon

Fujikin + Zhongke + Himat

Bomba: Flyover 16L

Quartzo: Shanghai Feilihua Quartzo de alta pureza
para semicondutores

SMC/CKD japonés

Componentes pneuméticos (filtro CKD, vélvula solenoide multidirecional airtac, acessérios para tubos e adaptadores)

Fujikin

processamento personalizado

Standard sete estrelas, opcional Fuji Gold (+34.000) /
Alicat (42.000)

Fuji Gold

Siemens + Schneider
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Kintek Solution

Sede: N0.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

Escritério em Hong Kong: 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hong Kong

Escritério do Canadé: Boulevard Graham, Mont-Royal,
QC, H3P 2C7, Canada
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